
昆山掩膜版 光刻板

产品名称 昆山掩膜版 光刻板

公司名称 苏州优版光电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区星湖街328号崇文路国华大厦B418
室

联系电话  17710798515

产品详情

公司产品包括石英掩膜版，苏打掩膜版，以及菲林版。苏州制版根据客户的构想、草图，定制版图，苏
州制版提供高质量掩膜版以及后期的代加工服务！

应用于芯片制造的光掩膜为高敏感度的铬版。干版涂附的乳胶，硬度小且易吸附灰尘，不过干版还有包
膜和超微颗粒干版，其中后者可以应用于芯片制造。(顺便提一下，通常讲的菲林即film，底片或胶片的
意思，感光为微小晶体颗粒)。

公司产品包括石英掩膜版，苏打掩膜版，以及菲林版。苏州制版根据客户的构想、草图，掩膜版，定制
版图，苏州制版提供高质量掩膜版以及后期的代加工服务！

光掩膜一般也称光罩，是微电子制造中光刻工艺所使用的图形母版，由不透明的遮光薄膜在透明基板上
形成掩膜图形，并通过曝光将图形转印到产品基板上。光掩膜主要由两部分组成：基板和不透光材料。

作为半导体、液晶显示器制造过程中转移电路图形“底片”的高精密工具，光掩膜是半导体制程中非常
关键的一环。

公司产品包括石英掩膜版，苏打掩膜版，以及菲林版。苏州制版根据客户的构想、草图，定制版图，苏
州制版提供高质量掩膜版以及后期的代加工服务！

尺寸涨缩原因分析

胶片在光绘前没有经过预置



由于胶片制造时无法预先控制胶片中的湿度与每个生产车间的湿度一致，因此使用之前应先使其与工作
环境达到平衡的状况。建议预置时间为12小时，预置时必须打开胶片的内包装，使其与外界的空气充分
接触。

昆山掩膜版-光刻板(在线咨询)由苏州优版光电有限公司提供。苏州优版光电有限公司（www.szphotomask
.com）是从事“光电材料,光刻掩膜版”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优
质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马经理。
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